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Opis wynalazku 

o-
odowisku ga-

 
Znane jest z opisu patentowego US nr 4054293 z-

usytuowanych po obu je a-

go 
e-

o-
 

Ponadto znane jest z opisu patentowego PL nr 192 645 

e-
o-
e-

 
-383439 hybr o-

 

a-
dzonej w obudowie. We 

n-
 

-

a-
j

 

1 
 2 - 

- 4, 3 i 6, 
5 spolaryzowanych osiowo i cieczy magnetycznej 7. Tuleja 4 umocowana jest  

w obudowie 2, 2 8. Nabiegunniki 3 
1, a nabiegunniki 6 5 l-

3. Nabiegunniki 3 h-
 6 

powierzchniach cylindrycznych. Ciecz magnetyczna 7 o-
3, 4 oraz 

6, ycznymi 
tulei 4. 5, nabiegunniki 3 i 6, tuleja 4 i ciecz magnetyczna 7 
obwody magnetyczne. 
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7,  
3 4, 

3, 
czynnika uszczelnianego. 

Wykaz oznac  

1  -  
2  - obudowa 
3, 6  -  
4  - tuleja walcowo-  
5  -  
7  - ciecz magnetyczna 
8  -  
 
 

 

a-
, znamien-

ne tym (1) (3), 
nabiegunniki (6) wraz z magnesami trwa (5), a w obudowie (2) umocowana jest tuleja walcowo- 
- (4), (3 i 6) wykonane 

(7) o-
nych po (3 i 6), a odpowiednimi powierzchniami 

(4), (4) (2) 
(8). 
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